






























































专利名称(译) 用于磷光二氮杂硼杂环戊二烯金属配合物和电致发光器件的二胺化合物

公开(公告)号 US20150280137A1 公开(公告)日 2015-10-01

申请号 US14/673232 申请日 2015-03-30

[标]申请(专利权)人(译) 联邦科学和工业研究组织
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当前申请(专利权)人(译) 联邦科学与工业研究组织

[标]发明人 BILYK ALEXANDER
BOWN MARK
WILSON ANTHONY
UENO KAZUNORI

发明人 BILYK, ALEXANDER
BOWN, MARK
WILSON, ANTHONY
UENO, KAZUNORI

IPC分类号 H01L51/00 C07F5/02 C07F15/00 C07D409/12

CPC分类号 H01L51/0068 C07D409/12 C07F5/022 C07F15/0033 H01L51/5072 H01L51/5221 H01L51/5012 H01L51
/5056 H01L51/5206 C07D333/34

优先权 2014901153 2014-03-31 AU

其他公开文献 US9859504

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本公开一般涉及二胺化合物，其可以用作制备二氮杂硼杂环戊二烯化合
物和磷光二氮杂硼杂环戊二烯金属络合物的前体。本公开还涉及二氮杂
硼杂环戊二烯化合物，二氮杂硼杂环戊二烯金属络合物和电致发光发射
材料及其电子器件。本公开进一步涉及制备二胺化合物和二氮杂硼杂环
戊二烯金属络合物的方法。
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